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V. Opis programu studiéow

3. KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu

M#1-S2-MiBM-301

Nazwa przedmiotu

Ochrona patentowa i prawo autorskie

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim | Patent Protection and Author’s Law

Obowigzuje od roku akademickiego

2019/2020

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

MECHANIKA | BUDOWA MASZYN

Poziom ksztatcenia

Il stopien

Profil studiow

ogéblnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw

studia stacjonarne

Zakres

wszystkie

Jednostka prowadzaca przedmiot

Centrum Ochrony Witasnosci Intelektualnej

Koordynator przedmiotu

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotow przedmiot podstawowy

Status przedmiotu obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zaje¢ polski

Usytuowanie modutu w planie studidow - semestr semestr 3

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) NIE

Liczba punktéw ECTS 1

E:?(;vn\::dzenia zajeé wyktad ¢éwiczenia laboratorium projekt seminarium
w semestrze 15




EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do

Kategoria Symbol Efekty ksztatcenia efektow
efektu .
kierunkowych
Wo1 Ma uporzadkowang wiedze w za’kr_e_S|e prawa w tym MIBM2 W21
prawa gospodarczego oraz wtasnosci intelektualne;. -
Ma ugruntowang wiedze niezbedng do rozumienia, spo-
Wiedza W02 tecznych, ekonomicznych, prawnych, ekologicznych i in- MIBM2_ W22

nych pozatechnicznych uwarunkowan dziatalnosci inzy-
nierskiej typowej dla realizowanej specjalnosci.

Umiejetnosci

Potrafi dostrzegaé zlozone powigzania decyzji inzynier-
U0l |skich z obszarem pozatechnicznym w tym dostrzegaé MiBM2_U16
aspekty srodowiskowe, ekonomiczne, prawne.

Ma umiejetnosc ciggtego samoksztatcenia sie, w celu roz-
U02 |wigzywania i realizacji nowych coraz bardziej ztozonych MiBM2_U18
zadan oraz podnoszenia kompetencji zawodowych.

Kompetencje
spoteczne

Ma swiadomos¢ znaczenia i rozumie powigzania pomie-
dzy dziatalnoscig inzynierskg a pozatechniczng, w aspek-
cie skutkéw oddziatywania na srodowisko i odpowiedzial-
nosci za podejmowane decyzje.

K01 MiBM2_K02

Ma swiadomosc¢ roli spotecznej absolwenta uczelni tech-
nicznej i rozumie potrzebe przekazywania opinii publicz-
K02 nej w sposéb zrozumiaty informacji dotyczacych osia- MiBM2_KO06
gnie¢ zwigzanych z kierunkiem studiow mechanika i bu-
dowa maszyn.

TRESCI PROGRAMOWE

Fo.rn]il Tresci programowe
zajec
1. Pojecie prawa wiasnosci intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym
e  Struktura wewnetrzna
e Interdyscyplinaros¢ prawa wtasnosci intelektualnej
e Modele ochrony débr intelektualnych
e Funkcje prawa wiasnosci intelektualnej
o Zrbdta prawa wiasnosci intelektualnej
2. Prawo autorskie
wykiad e Utwor jako przedmiot prawa autorskiego

e Wyitgczenia spod ochrony
e Bazy danych
e Autorskie prawa majatkowe i osobiste

3. Ochrona praw autorskich
e Rodzaje, tres¢ i zakres praw autorskich
e Cywilnoprawna ochrona autorskich praw osobistych
e Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majgtkowych
e Odpowiedzialnos¢ karna z tytut naruszenia praw autorskich

4. Plagiat i zagadnienia szczegétowe zwigzane z prawem autorskim
e |Istota plagiatu
¢ Odpowiedzialnos¢ prawna z tytutu popetnienia plagiatu
¢ Odpowiedzialnos¢ dyscyplinarna studentéw szkot wyzszych z tytutu popetnie-
nia
e plagiatu
e Ochrona programéw komputerowych




5. Prawo patentowe i prawo wzoréw uzytkowych — zagadnienia wspéine
Urzad Patentowy RP — pozycja ustrojowa, zadania i struktura UPRP
Przedmioty ochrony

Przestanki zdolnosci patentowej i ochronne;j

Procedura rejestracji wynalazku i wzoru uzytkowego w Polsce
Treé¢ patentu oraz tre$¢ prawa ochronnego na wzér uzytkowy

6. Tryb ubiegania sie o ochrone wynalazkdéw i wzoréw uzytkowych
e Zgtaszanie wynalazkéw i wzorow uzytkowych w UPRP
¢ Rozpatrywanie zgtoszen patentowych
e Udzielanie tytutdw ochronnych

7. Umowy dotyczgce wynalazkéw i wzoréw uzytkowych
e Umowy o dokonanie projektu wynalazczego
e Umowy licencyjne i umowy o przeniesienie praw
e Umowy o wspdlnosci praw
e Inne umowy

8. Ustanie ochrony patentowej
e Sposoby ustania ochrony patentowej
¢ Wygasniecie patentu
e Uniewaznienie patentu

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztatcenia (zaznaczy¢ X)

efektu

Egzamin
ustny

Egzamin
pisemny

Kolokwium

Projekt

Sprawozdanie

Inne

wo1

w02

uo1

uo2

K01

K02

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Forma
zajeé”

Forma zaliczenia

Warunki zaliczenia




wyktad zaliczenie z oceng

Uzyskanie 50 pkt na 100 mozliwych z kolokwium zalicze-nio-
wego.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykazanie sie odpo-
wiednim stopniem wiedzy i umiejetnosci w zakresie ochrony
patentowej i autorsko-prawnej. Aby uzyska¢ ocene dobra,
student powinien znaé zrédta, strukture i podstawowe normy
prawne z zakresu ustawodawstwa dotyczgcego ochrony pa-
tentowej i autorsko-prawnej. Aby uzyskac¢ ocene bardzo do-
bra, powinien dodatkowo umie¢ dokonac interpretacji przepi-
séw prawnych ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych oraz ustawy — prawo wlasnosci przemystowej w zakre-
sie dotyczacym ochrony utworéw, wynalazkow i wzoréw uzyt-
kowych, a takze rozumiec role i znaczenie ochrony doébr inte-
lektualnych w gospodarce, zwlaszcza w dziatalnosci przed-
siebiorstw

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS
Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obciazenie studenta nostk
a
W C L P S
1. Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiéw = h
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 h
3 Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela 17 h
" | akademickiego
Liczba punktow ECTS, ktorg student uzyskuje
4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela akade- 0,7 ECTS
mickiego
5. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 8 h
6. Liczba punktow E(;TS, .ktorq student uzyskuje 0.3 ECTS
w ramach samodzielnej pracy
7 Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakte- 0 h
" | rze praktycznym
Liczba punktéow ECTS, ktorg student uzyskuje
8. . . 0,0 ECTS
w ramach zaje¢ o charakterze praktycznym
9. | Sumaryczne obcigzenie praca studenta 25 h
10, Punkty ECTS za n.lodu'i o 1 ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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